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[bookmark: _Hlk190520073][bookmark: _Hlk190517830]Представлены результаты воздействия высокодозной имплантации ионов He+ с энергией 30 кэВ на морфологию и структуру высокоориентированного пирографита (ВОПГ) УПВ-1Т и поликристаллического графита МПГ-8 при температуре облучения Т от 50 до 600°С. Найдено, что ионная имплантация ВОПГ при Т=600°С приводит наряду с чешуйчатой фрагментацией поверхности при Т < 600°С к тысячекратному расслоению чешуек в виде типичных форм частиц терморасширенного графита (ТРГ), рис.1.
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	Рис.1. РЭМ-изображения ВОПГ УПВ-1Т после имплантации Не+ с флюенсом ~1018 ион/см2 при температуре 600°С


Полученные результаты обсуждаются в рамках моделей образования ТРГ [1] и процессов дефектно-примесной имплантации [2].
Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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